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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg klisze
fotopolimerowe sporzadzone w systemice cieklym. do
drukowania na maszynach typograficznych oraz do
tloczenia introligatorskiego na zimno.

1.2. Okreélenia. Nazwy clementow kliszy podano na
rys. 112,

1 2
et

X0:1
» ]
S @
a=1mm IBN - 84/7433-05/00~1
‘3: g}g’; Wielkosci naturaine
dla Kisz Imm
a= 1 imm
a= Oimm
Rys. . Nazwy clementow kliszy
a — grubos¢ kliszy na podiozu wlasnym,
ay — grubo$¢ kliszv na podiozu obcym,
a: — grubos¢ podloza obcego.
b — glebokodé kliszy.
¢ — gruboi¢ podioza wlasncgo.
a — kgt nachylenia powicrzchni bocznej tworzgeych clementy dru-
kujgee,
1 — powierzchnia drukujgca,
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element drukujgey.
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Ry, 2. Nazwy wad kliszy
w. B — rdzne katy nachylenia bocznej $cianki elementu drukujagcego.
I — pecherz poza clementem drukujgeym
2 — pycherz (w) pod clementem drukujgeym.
3 — szorstkodé podtoza,
4 — podmycic clementu drukujgcego.
5 — uszkodzenie mechaniczne elementu drukujgeego.,
6 — usszkodzenie mechaniczne podioza wlasnego lub obcego.
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— roznica w grubosci kliszy.

2. PODZIAL | OZNACZENIE

2.1. Podziat

2.1.1. Typy. Ze wzgledu na rodzaj podtoza, rozroznia

si¢ trzy typy klisz:

PW — na podiozu wlasnym (t.zw. bezpodlozowe),
PT — na podilozu z foli z tworzywa sztucznego,
PM — na podiozu mectalowym.

2.1.2. Rodzaje. Ze¢ wrzglgdu na zastosowanie w tech-
nice drukowania rozrdznia si¢ siedem rodzajow khsz:
TP — do drukowania typograficznego na maszynach

plaskich i dociskowych,

TR — do drukowania typograficznego na maszynach

rotacyjnych,
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TO — do drukowania typooffsetowego (suchy offset),

F — do drukowania fleksograficznego,
MT — do matrycowania typograficznego,
MF — do matrycowania fleksograficznego,
Tl — do tloczenia introligatorskiego na zimno.

2.1.3. Odmiany. Ze wzgledu na tonalno$é, rozroznia
si¢ trzy odmiany klisz:

K — kreskowe (jednotonalne),
R — rastrowane (wielotonalne),
M — mieszane.

2.1.4. Sortyment. Z¢ wzgledu na liniaturg rastra klisz
rastrowanych, rozroznia si¢ sze$¢ sortymentow klisz:

0 — nierastrowane,

24 — o hmaturze 24 I/em,
30 — o lintaturze 30 1/cm,
34 — o limaturze 34 l/cm,
40 — o linmaturze 40 I/cm,
48 — o liniaturze 48 1/cm,

2.1.5. Barwnosé¢. Ze wzglgdu na kolorystykg rozroz-
nia si¢ trzy barwnosci klisz:

IB — do drukowania jednobarwnego (pojedyncze),

WB — do drukowania wielobarwnego (kompleto-
wane),

WK — do drukowania wielokolorowego (kompleto-
wane).

2.2. Przykiad oznaczania kliszy fotopolimerowej
o grubodci 1.75 (1.75) na podlozu wlasnym (PW) do
drukowania typograficznego na maszynach plaskich
i dociskowych (TP). kreskowej (K), nierastrowanej (0).
do drukowania jednobarwnego (IB):

KLISZA FOTOPOLIMEROWA |.75:PW-TP-K-0-1B
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3. WYMAGANIA | BADANIA

Wymagania 1 badania — wg arkuszy szczegdlowych.
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INFORMACJE DODATKOWE

1.- Instytucja opracowujaca norm¢ — Osrodek Badawczo-Rozwo-
Jjowy Preemystu Poligraficznego w Warszawie, ul. Miedziana 11,

2. Autorzy projektu normy — mgr K. Wysocka i mgrinz. J. Kont-
kiewicz, Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Poligraficznego
— opracowanie merytoryczne; J. Krukowski, O$rodek Badawczo-
ARc‘)zwojowy Przemystu Poligraficznego — opracowanie normaliza-
cyjne.

3. Wykaz arkuszy szczegdtowych’
Arkusz 00 Khisze fotopolimerowe. Postanowienia ogolne
Arkusz 01 Khisze fotopolimerowe. Typ PW. Wymagania i badania
Arkusz 02 Klisze fotopolimerowe. Typ PT. Wymagania 1 badania
Arkusz 03
Arkusz 04
Arkusz 05

Klisze Pakowanie,

i transport

fotopolimerowe, przechowywanie



